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> (57) Abstract: The invention concerns a sysiem for treating gases such as PFC or HFC with plusma, comprising: (6) pumping
O means (6) whercof the outlet is at a pressure substantially equal (o atmospheric pressure, means (8), 4t the pump output, 1o produce
a plasma at aimospheric pressure.
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(57) Abrégé : L’invention concerne un systéme de traitement de gaz tels que PFC ou HFC par plasma, comportant: un moyen (6)
de pompage, dont la sortie est 2 une pression sensiblement égale 2 la pression atmosphérique, des moyens (8), en sortie de pompe,
pour produire un plasma & pression atmosphérique.



